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Do niszczenia chwastow na roli uzywa-
no czesto siarczan miedziowy. Ten srodek
ma jednak t¢ wade, ze rozpuszcza si¢ trud-
no w zimnej wodzie, wskutek czego praca
na polu wymaga duzo czasu. Przy silniej-
szych stezeniach, jakie sa konieczne do
niektérych rodzajéw chwastéow lub do wy-
ro$nigtych chwastéw, niszczy réwniez plo-
dy ziemne.

Jako srodek do niszczenia chwastéw u-
zywano réwniez kwas siarkowy. Kwas siar-
kowy niema jednak tego samego niszcza-
cego dzialania jak siarczan miedziowy,
wskutek czego nalezy uzywaé go w silniej-
szych stezeniach, powodujac przez to nie-
korzystne zakwaszenie gleby. Kwas siar-
kowy jest natomiast korzystniejszy od
siarczanu miedziowego, poniewaz pozada-
ay roztwér moze byé natychmiast przygo-

towany a cena $rodka jest znacznie mniej-
sza od ceny siarczanu miedziowego.

Wedtug niniejszego wynalazku usuwa
si¢ wady obu srodkéw przez to, ze uzywa
si¢ mieszaniny kwasu siarkowego i siar-
czanu miedziowego, w ktérej to mieszaninie
kwas siarkowy jest zawarty w mniej wie-
cej trzy razy wigkszej ilosci niz siarczan
miedziowy.

W celu wykonania sposobu miesza sig
najlepiej 1 cze$é sproszkowanego siarczanu
miedziowego z 3 czesciami kwasu siarkowe-
go 60° Bé. Tworzy si¢ papka, ktéra paku-

. je si¢ do naczyn i wysyla. Srodek, w kto-

rym siarczan miedziowy jest czesciowo roz-
puszczony, rozpuszcza si¢ Tatwo w koniecz-
nej ilosci wody, wskutek czego przy roz-
puszczaniu niema strat na czasie, jak tego
wymaga czysty siarczan miedziowy. W
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swem dzialaniu mieszanina jest réwno-
znaczna z cdpowiednio stezonym czystym
roztworem siarczanu miedziowego, ma na-

tomiast te zalete, ze jest znacznie tarsza.
Zastrzezenie patentowe.

Srodek do niszczenia chwastéw, zna-

mienny tem, ze sklada sie z siarczanu mie-
dziowego i z okolo potréjnej ilosci kwasu
siarkowego 60" Bé.

Gustav Litsche.
Zastepca: Dr, inz. M. Kryzan,

rzecznik patentowy.

Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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